Vyroba tranzistoru

Pri vyrobé tranzistorl se pouziva fada technologii podle toho, kde mé byt tranzistor pouZit.
Podle toho jsou kladeny prislusné naroky i na jejich presnost. Je zfejmé, ze s rostoucimi pozadavky
na presnost (citlivost na malé zmény proudu, ...) roste i cena tranzistord.

Nejrozsifenejsi vyrobni technologii je planarni technologie. Tranzistor pfi ni vznika v tenké
destiCce vyfiznuté z monokrystalu kfemiku s vodivosti napf. typu N. V desticce se postupnymi
operacemi (oxidace povrchu na 3iQ;, leptani a diflze prfimési, pfi niz se méni typ vodivosti) vytvari
struktura tranzistoru (viz obr. 227).

Obr. 227
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